Solution for researching

Horno De Grafitizacion De Pelicula De Alta Conductividad
Térmica

Numero de articulo: GF-03

Introduccion

El horno de grafitizaciéon de pelicula de alta
conductividad térmica tiene una temperatura
uniforme, un bajo consumo de energia y puede
funcionar de forma continua.

Aprende méas

Especificaciones del modelo de

B — GF-03-940x100 GF-03-950x100 GF-03-960x100 GF-03-9®90x160
125 196 282 1000

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2800 2800

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100 3100

Area de calentamiento efectiva (mm) ®400x1000 ®500x1000 ®600x1000 ®900x1000

Potencia (kilovatios) 150 200 30 600

Frecuencia (HZ) 1500 1000 1000 1000

Método de control de temperatura Termostato eléctrico Japdn Shima

Método de calentamiento Calentamiento por induccién

Bomba de vacio de paletas rotativas (para requisitos de alto vacio, se requieren una bomba de vacio Roots y una bomba de difusién

Sistema de vacio K
de aceite)

Atmésfera de sinterizacion N2 Ar y otros gases

Tension nominal de alimentacion (V) 380

Tension nominal de calefaccién (V) 750
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Limite de vacio (Pa) 100 (estado frio al vacio)
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